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(54) Title: PRINTABLE MEDIUM FOR ETCHING OF OXIDIC, TRANSPARENT AND CONDUCTING LAYERS

(54) Bezeichnung: DRUCKFAHIGES MEDIUM ZUM ATZEN VON OXIDISCHEN, TRANSPARENTEN UND LEITFAHI-

GEN SCHICHTEN

(57) Abstract: The present invention relates to novel printable etching media having improved properties for the use in the produc-
tion process of solar cells. They are respective compositions containing particles, by means of which the finest of lines and structures
can be etched very selectively without damaging or affecting neighboring surfaces.

o (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft neue druckfihige Atzmedien mit verbesserten Eigenschaften zur Ver-
wendung im Herstellungsprozess von Solarzellen. Es handelt sich dabei um entsprechende partikelhaltige Zusammensetzungen,
durch die sehr selektiv feinste Linien und Strukturen geétzt werden kdnnen, ohne angrenzende Flidchen zu beschddigen oder anzu-

greifen.



